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No. 32 (1987) 

IVa>IVb >IV c >IV d>IVeであった。

〔結論〕 4種の N”ニトロソアミンより対応する CN体が単離同定されたことから，一般的に

N叩ニトロソアミンの代謝中間体として N”ニトロソイミニウムイオンが存在することが明らかと

なった。
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事東京生化学研究所

環状N－ニトロソジアルキルアミンの近紫外光照射

による変異原活性発現とその機構

島田浩美＊，五十嵐敦子，望月正隆，岡田正志＊＊，早津彦哉＊

〔第45四 日本痛学会総合（1986年10月，札幌）で発表〕

我々 は， N－ニトロソアミンの発癌作用におけるイニシエーションの機構に関連した，興味ある

現象を見出した。 N－ニトロソモルホリン， N－ニトロソピロリジン， N”ニトロソピベリジンの中性

リン酸緩衝溶液に近紫外光（UVA）を照射すると，溶液は s.tyρhimuriumTA 100に対し S9
非存在下で変異原性を示すようになる。この活性化はリン酸を必要とし，無機リン酸の他， ATP,

グルコースιリン酸も効果があった。今回，我々はUVA照射した潜液から活性化体を分離して
その構造を調べるとともに，この変異原生成の機構について明らかにすることを目的に研究を行

なった。

N－ニトロソピロリジンに，無機リン酸存在下 UVAを照射し，イオン交換系，逆相系 HPLC

で活性化体を精製した。このものはホスファターゼ処理で失活するのでリン酸エステルと推定し

た。さらに HPLCでの保持時間， UV吸収，変異原性強度において，別途合成した世ホスホノ

オキシ体と一致した。この直接変異原への活性化反応は，活性酸葉阻害剤で抑制された。この活

性化は室内自然光でも起こった。またリン酸のない培地中でこれらのN”ニトロソアミン存在下

バクテリアにUVAを照射した場合も突然変異が起こった。このことは，細胞内リン酸依存性の

活性化が起こり得ることを示唆している。

＊ 岡山大学薬学部

材東京生化学研究所
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